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　　　　　第3回講演会のお知らせ
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株式会社　エーアイ

略歴：1980年大阪生まれ。2005年に奈良先端科学技術大学
院大学に入学し声質変換の研究に従事。2010年博士後期
課程修了後、株式会社東芝に入社、研究開発センターにて
音声合成の研究開発に従事。2017年に株式会社エーアイ
に入社後、深層学習を用いた音声合成技術の研究開発に従
事。2021年、同社取締役に就任。2015年に日本音響学会第
39回粟屋潔学術奨励賞受賞。

主 催 人工知能エレクトロニクス卓越大学院プログラム

本講演会は、会場参加は学内関係者のみとなります。学外の方で参加ご希望
の方は、オンラインでご参加ください。以下のウェブページから参加登録
して下さい。 https:// forms.gle/pDc5uiXfkg6KrTBg6

講　師

参加申込

　博士後期課程修了後、国内大手企業の研究開発部門にて音声合成の研究に従事、その後ベン

チャー企業の研究職へ転職し、引き続き音声合成の研究やその成果の製品化などを行ってきた。

本講演の前半では音声合成の基本から最新のトピックを紹介し、後半では大手企業とベン

チャー企業での研究開発の違いについて取り上げる。卒業後の進路として研究職を考えている

学生の方々に、私自身の経験がその一助になるようなお話ができことを願っています。

事務局：東北大学電子情報システム・応物系 復興記念教育研究未来館214室 ｜TEL 022-795-5667    E-mail   aie-office@grp.tohoku.ac.jp
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音声合成の研究開発から見る大手企業とベンチャー企業の違い
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